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AS “Sidrabe” izveidojusi jaunu
daudzfunkcionalu iekartu




DIDMNADL

SAF CONFIGURATION

THE CENTRAL CHAMBER IS EQUIPPED WITH 8
FLANGES FOR CHAMBERS OF YOUR CHOICE:

Substrate loading/unloading and pre-treatment

Substrate storage

Deposition process chambers: Electron beam evaporation
Thermal evaporation
Thermal sublimation
Magnetron sputtering

Other deposition processes
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MAGNETRON SPUTTERING CHAMBER

MAGNETRON SPUTTERING IN METAL, QUASI-REACTIVE AND
REACTIVE MODE

Individual shutter for each magnetron

Process gasses: Ar, H,, N,, O,

Changeable distance substrate to

magnetron sources
Changeable magnetron tilt according

to the substrate

Standard chamber equipment
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MAGNETRON SPUTTERING CHAMBER

METAL, ALLOY, OXIDE, TCO, NITRIDE, CARBIDE,

Solar cells

Flexible circuit boards, electronics

Decorative and protective coatings

Antibacterial coatings

And many other applications
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Eksperimenta shema
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ePlUsmu variéja no 1 [idz 4.5 sccm.
Reaktiva DC magnetrona izputinasanas

metode: Zn-1r-O parklajumu izgatavo$ana:
IzputinaSanas atmosfera: Ar+Os. eIstabas temperatiira un 300°C;
Konstantie procesa parametri: eMarki — Zn un Ir:

 Darba spiediens — 20 mTorr; «O2 pliisma 10 scem;

* Jauda: 100 W; *Uzputinaanas laiks — 5 min.

e Ar plisma — 50 sccm;

e Attalums starp mérki un pamatinu — 5 cm.



Kopsavilkums

Latvijas Universitates Cietvielu fizikas institiits (LU CFI), sadarbojoties ar
AS “Sidrabe”, izstradajis jaunu izsmidzinasanas tehnologiju caurspidigu
elektribu vadosSo parklajumu izgatavoSanai. AS “Sidrabe” Sim nolikam
izveidojusi ar1 jaunu daudzfunkcionalu iekartu.

Izmantojot jauno tehnologiju un iekartu, Latvijas specialisti radijusi un
izp&tjusi inovativus caurspidigus vadosSos parklajumus uz cinka oksida
bazes.Ta Ir efektiva un ekonomiski izdeviga alternativa patlaban
Izmantotajiem indija-alvas oksida parklajumiem, kuri ir saméra dargi, tomeér
tiek 1izmantoti daudzas modernas optoelektroniskas iericés, pieméram, saules
bateriju panelos, displejos, televizoros un mobilo telefonu ekranos.

LU CFI un AS “Sidrabe” kopigajos projektos iegiitie zinatniskie rezultati
lavusi labak i1zprast izsmidzinaSanas procesus.



Talakie soli

Svarigi butu 1izmantot unikalo situaciju, ka Latvija ir

gan augsti attistita vakuuma industrija, gan zinatniskais

potencials plano slanu un parklajumu tehnologiju joma.

NepiecieSamas 1lgtspejigas un planveida investicijas

Saja joma, kas nodroSinatu nozares 1zaugsmi.

[zaugsme 1r 1espejama, ja tiek atbalstiti:

e Uznemumi

e LietiSkie petijumi

e Fundamentalie p€tijumi par plano kartinu ipasibam,
jauniem materialiem un to 1pasibas ietekmejoSiem
faktoriem

Tikai sabalanséta pieeja nodroSinas veiksmi.
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